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Elektroda dodatnia do ogniw galwanicznych, depolaryzowanych tlenem atmosferycznym.
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Wynalazek dotyczy elektrody dodat-
niej, depolaryzowanej tlenem atmosferycz-
nym, zawierajacej salmiak w stanie statym,
stosowanej w ogniwach galwanicznych z
ujemna elektroda cynkowa i eleftrolitem,
zawierajacym s6l cynku lub mangapu, albo
z ujemna elektroda cynkowa przy innym
elektrolicie, albo z elektrolitem, zawieraja-
cym s6l cynku lub manganu, przy innej e-
lektrodzie ujemne;j.

Dla elektrod dodatnich z depolaryzato-
rem chemicznym, zwlaszcza z tlenkiem
manganu, ustalono, ze zawarto$é salmiaku
musi byé stosunkowo bardzo mata, gdyz
inaczej grozi ostabienie -depolaryzaciji lub
stosunkowo silne nagryzanie cynku. Wy-
nalazek natomiast opiera si¢ na stwierdze-
niu, ze przy depolaryzacji tlenem atmosfe-

rycznym wlasnie stosunkowo znaczna za-
wartos¢ salmiaku wywiera na depolaryza-
cj¢ dzialanie korzystne, tak ze, wbrew o-
czekiwaniu, w elektrodzie, depolaryzowa-
nej tlenem atmosferycznym, ta stosunkowo
znaczna zawarto$¢ salmiaku bynajmniej nie
oslabia dzialania depolaryzacyjnego.

Elektroda dodatnia wedlug wynalazku
zawiera ilo§é salmiaku tak znaczna, by za-
pobiegal wytracaniu wodorotlenkéw cyn-
ku wzglednie manganu na jej powierzchni
lub wewnatrz niej.

W nieobecnosci mianowicie wolnego
salmiaku steZenie kationu cynku wzglednie
manganu wzrasta az do stracania wodoro-
tlenku; wodorotlenek ten powstaje w sa-
siedztwie elektrody dodatniej i osiada na
niej. To osiadanie wodorotlenkéw jest
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szczegolnie szkodliwe w ogniwach depola-
ryzowanych tlenem atmosferycznym, w
_ktéryech chodzi o zachowanie porowatosci
;elektrody dodatpiej, by tlen doptywal do
jej warstwy powierzchniowej. :

Wynalazek wyzyskuje fakt, ze wytraca-
niu wodorotlenku cynku wzglednie manga-
nu zapobiega amoniak, co zachodzi, jezeli
salmiak znajduje si¢ w elektrodzie dodat-
niej w nadmiarze, to znaczy w ilosci ta-
kiej, ze z woda, powstajaca przy wylado-
waniu ogniwa, tworzy roztwér nasycony.
Salmiak mianowicie, zawarty w elektro-
dzie dodatniej wedlug wynalazku, roz-
puszcza si¢ w wodzie, powstajacej na po-
wierzchni lub wewnatrz elektrody, w ilosci,
zaleznej od natezenia pradu wyladowania
i czasu jego trwania, i przy wyladowywa-
niu ogniwa przechodzi w amoniak, zapo-
biegajacy wytracaniu wodorotlenku.

Jak stwierdzono do$wiadczalnie, szcze-
golnie korzystna jest zawartosé salmiaku
wynoszaca przynajmniej 50 ¢ na 100 cm?®
gotowej, przenoszacej tlen, elektrody do-
datniej, liczac bez przewodu odprowadza-
jacego. Doswiadczalnie stwierdzono poza
tym, ze salmiak mozna calkowicie lub cze-
$ciowo zastapié organicznymi pochodnymi
amoniaku, np. chlorowodorkiem jednome-
tyloaminy, gdyz pochodne te, jezeli sg za-
warte w elektrodzie dodatniej w ilosci do-
statecznej, tak samo zapobiegaja wytraca-
niu wodorotlenku cynku wzglednie manga-
nu, zatykajacego jej pory.

Zastrzezenia patentowe.

1. Elektroda dodatnia do ogniw gal-
wanicznych, depolaryzowanych tlenem
atmosferycznym, zawierajaca dodatek sal-
miaku w stanie stalym, a stosowana w ogni-
wach z ujemng elektroda cynkows i z elek-
trolitem, zawierjacym s6l cynku lub man- .
ganu, albo z ujemna elektroda cynkowa
przy innym elektrolicie, albo z elektroli-
tem zawierajacym sé6l cynku lub manganu
przy innej elektrodzie ujemnej, znamienna
tym, ze zawarto§é w niej salmiaku jest
wigksza od ilosci takiej, jaka utworzylaby
roztwoér, nasycony z woda w ilosci tej, kté-
ra w ciagu calego okresu pracy ogniwa
powstaje przy wyladowaniu na elektrodzie
dodatnie;j.

2. Elektroda dodatnia wedlug zastrz.

1, znamienna tym, Ze zawarto$¢ w niej sal-

50 g na 100
liczac

miaku wynosi przynajmniej
cm?® gotowej elektrody dodatniej,
bez przewodu odprowadzajacego.
- 3. Odmiana elektrody dodatniej we-
dtug zastrz. 1, 2, znamienna tym, Ze sal-
miak jest zastapiony, czesciowo lub calko-
wicie, organicznymi pochodnymi amonia-
ku.
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